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产品详情

平面抛光研磨机的性能受到哪些挑战平面抛光研磨机适用于各种材料研磨抛光，在光学玻
璃、石英晶片、硅片、LED蓝宝石衬底等要求超薄工件的领域中作用突出。互联网的生活
将人们的衣食住行紧紧地联系在一起，进而对手机的需求越来越大，而平面抛光研磨机行
业也正在不断发展。然而，随着对研磨产品的性能要求不断提高，平面抛光研磨机性能也
在不断受到挑战。具体来说，石英晶片、硅片等要求厚度越来越薄，为了提高振荡频率。
而蓝宝石衬底片为了利于散热也在要求厚度变薄，手机零件方面对工件的精度、光洁度要
求也越来越高。总而言之，平面抛光研磨机要应对这些挑战，厂家一方面要改善设备的各
方面性能，另一方面要提高自身的研磨加工技术。

平面研磨机需要的设备有哪些研磨机主机采用调速电机驱动，配置大功率减速系统，软启
动、软停止，运转平稳。通过上、下研磨盘、太阳轮、游星轮在加工时形成四个方向、速
度相互协调的研磨运动，达到上下表面同时研磨的运作。下研磨盘可升降，方便工件装卸
。气动太阳轮变向装置，控制工件两面研磨精度和速度。随机配有修正轮，用于修正上下
研磨盘的平行误差。1、磨盘：如遇到较软的工件材料时，比如说研磨光学玻璃这种材质
的工件，我们可以采用半软质的磨盘（比如锡盘）或者软质的磨盘（比如沥青盘）等，使
用这类研磨盘的缺点是磨盘比较容易保持平面度，所以会对加工工件的平面度产生一定的
影响，而优点是研磨出的工件表面变质层较小，且表面粗糙度也小。要想获取较高的研磨
表面质量，需选用正确且适合的磨盘。2、磨粒：它主要是按照硬度分为两类（硬磨粒和
软磨粒），选用研磨时用到的磨粒具备功能体现为形状、尺寸均匀一致；能适当的破碎，



使切刃锋利；磨粒的熔点要比工件熔点高；磨粒在加工也中易分散等。3、加工液：研磨
抛光加工液通常由基液（水性或油性）、磨粒、添加剂三部分组成，作用是供给磨粒、排
屑、冷却和润滑。对加工液的要求如下：1）能够有效散热，以免研具和工件表面热变形
；2）不可污染工件的；3）粘性低的，可提高磨粒流动性；4）化学物理性能稳定的，不
会因放置或者温升而分解变质；5）能够较好地分散磨粒的。在平面研磨机研磨抛光时，
会伴有发热现象，除了工件和研具因温度上升而发生形变难以进行高精度研磨外，在局部
的磨粒作用点上也会产生相当高的温度，使加工变质层深度增加。而适当地供给加工液，
可以有效保证研具有良好的耐磨性工件的形状精度及较小的加工变质层。添加剂的作用是
放置或延缓磨料沉淀，并对工件发挥化学作用以提高研磨抛光加工效率和质量。

平面研磨机和平面抛光机的差别论平面研磨机和平面抛光机都是表面处理行业常用到的设
备，虽然这两者都是适用于平面的工件，但还是有很多不同的，接下来就从以下几个方面
来阐述它们之间的差别。首先是用途上的差别，平面研磨机主要用于LED蓝宝石衬底、光
学玻璃晶片、石英晶片、硅片、诸片、模具、导光板、光扦接头等各种材料的单面研磨、
抛光。而平面抛光机是处理平面工件的塌边现象，平滑，斑点，祛除工件表面的划痕，完
成超精密加工使工件表面光滑以达到镜面效果。其次是工作原理的差别，平面研磨机为精
密研磨抛光设备，被磨、抛材料放于平整的研磨盘上，研磨盘逆时钟转动，修正轮带动工
件自转，重力加压或其它方式对工件施压，工件与研磨盘作相对运转磨擦，来达到研磨抛
光目的。而平面抛光机是通过发动机带动磨盘转动，并和在磨盘上自转的工件产生摩擦，
运用摩擦产生切削力，将工件表面凹凸不平的地方磨平，来达到抛光目的。很多对平面研
磨机和平面抛光机分不清的朋友看完这篇文章应该有所了解，明白这两者的区别有哪些。
平面研磨机和平面抛光机是表面处理的美化师，为我们呈现众多不同的表面美观的工件。
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